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一、請試述下列名詞之意涵：（每小題 5 分，共 20 分）

曝光顯影（photolithography）

縮合聚合（condensation polymerization）

回火玻璃（tempered glass）

水煤氣轉化反應（water-gas shift reaction）

二、光化學煙霧（photochemical smog）是臺灣地區空氣污染的元凶之一。

何謂光化學煙霧？如何形成？（10 分）

對人體的影響為何？（5 分）

如何解決的方法或策略？（5 分）

三、煤炭的利用，煉焦為重要的化學工業，焦炭是高爐煉鐵的原物料之一。

說明煉焦的概略程序。（10 分）

除了焦炭主要產物，還有那些重要的副產品。（5 分）

指出可能的污染物和處理的方法。（5 分）

四、聚合物（polymer）的結晶度是重要的特性之一。

結晶度的大小，對聚合物的那些性質有什麼影響？（10 分）

分別說明在纖維分子、塑膠、橡膠，結晶度的特性。（10 分）

五、電子產品為臺灣重要的產業，其中的矽晶圓（silicon wafer）是半導體的

起始材料。

什麼是矽晶圓？有什麼主要的用途？（5 分）

試述製造矽晶圓程序方法。（15 分）


